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Fluorescence of stable triarylmethyl radicals has attracted much attention for applications 

such as highly efficient OLED materials.1) 
We have found that diphenylpyridylmethyl radical derivatives, PyBTM2) and F2PyBTM3) 

had high photostability. Substituting chlorine atoms at the para-position of the methyl group 
using micellar Suzuki-Miyaura coupling reaction,4) we prepared Mes2F2PyBTM with high 
fluorescence quantum yields in solutions.5) 

We have recently synthesized new radicals with other para-substituents. We will report on 
their fluorescent properties and discuss the role of the para-substituents. 
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安定発光ラジカルは、高効率の有機 EL 材料となることから注目を集めている 1)。 

我々は、安定なジフェニルピリジルメチルラジカル誘導体である PyBTM2)や

F2PyBTM3)が高い光安定性を示すことを見出した。メチル基に対するパラ位の塩素を

ミセル中の鈴木・宮浦カップリングで選択的にアリール基に置換する方法 4)を用いる

ことで、パラ位をメシチル基に付加した F2PyBTM を合成したところ、クロロホルム

中で 69%の高い蛍光量子収率を示した。ここでメシチル基のオルト位のメチル基は

トリアリールメチル部位とメシチル基の共役を抑える役割を担っている 5)。 

新たにオルト位のメチル基を減らしたラジカルや、メチル基より嵩高いイソプロピ

ル基に変更したラジカル等の新規ラジカル数点を合成したので、その蛍光特性につい

て報告し、オルト位の置換基の役割について考察する。 
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